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DELOVANJE DRUSTVA IN NJEGOVEGA I.O. OD 2,.6.1981 NAPREJ
(porodilo predsednika na obdnem zboru 20,5.1982)

Od zadnjega oblnega zbora v etu 1981, ki smo
ga izvedli v obliki razdirjene seje izvrinega
odbora drustva (I.0.), Je bilo 5 rednih sej;

na rnjih je I.0. obravnaval in refeval problema-
tiko, ki je bila organizacijske in strokovno
izobraZevalne narave. Z najvedjo pozornostjo

je spremljal izvajanje letnega nairta ter naér-
toval in usklajeval nove akcije druitva, ki bo-
do v nadaljevanju porolila podane bolj razile-
njeno.

Prva akcija je bila realizacija nekajletne Zel-
je, da bi drustvo dobilo svoje glasilo. V ta
namen je bil imenovan urednifki odbor za izda-
jo glasila in pripravo materiala za prvo Zte-
vilko. Razveseljivo je dejstvo, da so v tem
odboru predvsem mlaj3i &lani drudtva. Prva Ste.
vilka glasila g naslovom "Vakuumist" je iz3la
septembra 1981, druge pa marca 1982. Da nam je
ta akcija uspela gre zahvala predvsem vsem ak-
tivnim mlajSim &lanom naSega drustva.
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Strokovno izobraZfevanje kadra na podrodju va-
kuumsgke tehnike je zelo pomembna dejavnost in
zato smo ji tudi posvetili kar najved pozor-
nosti; v vsakem letnem nadrtu je bila postav-
ljena na prvo mesto. V ta namen smo na razis-
kovalno nalogo "Oblikovanje programov in prip-
rava ulil za dopolnilno izobraZevanje iz va-
kuumske tehnike", ki sta jo financirala RSS in
IEVT, narodili tudi diapozitive za strokovno
izobraZevanje. Pripravila jih je komisija za
vzgojo in izobraZevanje pri mednarodni orga-
nizaciji za vakuumsko tehniko » IUVSTA. Zbir-
ka diapozitivov, ki smo jo prejeli v letu 1981
obsega 287 dia iz naslednjih podro¥ij:

— 0BNOVe VAKUUMA s.ccsseeccsasssas 40 dia
- vakuumseki merilniki in meritve.. %5 "
- vakuumske Erpalke ...cocessesees 68 "
- apalizatorji residualnih plinov 109 "
- vakuumsko NEPATEVANJe scccccccee 35 M

Namenjeni so predvsem kot uni pripomodek za
naSe strokovne telaje. Prikazati pa jih Zelimo
tudi vsem &lanom naSega druStva na strokovnih
sredanjih. Ker so komentarji k posameznim dia

v angled&ini je I.0. podvzel akecijo, da jih
prevedmo v sloven3&ino. Organizirali smo nase
&lane predvsem na IEVT, da so se lotili preva-
janja. Pri tem so se zopet izkazali miajﬁi &la-
ni, ki so prevedli Ze skoraj vse komentarje.
Prevod je kontrolirala in po potrebi korigirala
ekipa starejSih vakuumistov. Akecija prevajanja
je dobro uspela in bo kmalu zakljudena. Naj-
bol] ekspeditivna je bila ekipa, ki je preva=-
jala komentarje k dia "Vakuumske &rpalke" in
zato je bilo prve strokovno sredanje Ze 4,3.82,
ko je dr. Gasperid zelo uspe3no prikazal in ko-
mentiral 68 dia iz podro&ja &rpalk. Nadaljevan-
ja bodo %e v tem letu.

Za vzgojo in izobraZevanje je I1.0. imenoval od-
"bor, ki prekc svojih komisij skrbi za nadaljno
realizacijo strokovnih tedajev. V letu 1981 sta
bila dva osnovna te¥aja in to v januarju in ok-
tobru. Prvega se je udeleZilo 38, drugega pa
27 eluBateljev iz raznih organisacij zdrufene-
ga dela. Spomladi 1981 smo izdali tudi zbornik
predavanj za osnovni tedaj, v katerega je bilo
vloZenega ogromno dela in truda. Zbornik pre-
davanj je broSiran in ima 176 strani. Tiskan

je bil v 500 izvodih, Dobivajo ga sluatelji
telajev nekaj pa smo jih prodali: delno direk-
tno, delno pa preko Mladinske knjige. Nasled-
nji osnovni tedaj predvidevamo proti koncu le-
ta 1982.

Pripravili smo tudi Ze koncept programa za na-
daljevalni tedaj iz vakuumske tehnike, ki ob-
sega predvsem podrodje ultravisokega vakuuma.

Realizacijo tega telaja predvidevamo v letu
1983.

Zaradi 3iroke uporabe vakuumske tehnike pri
naparevanju in pomembnosti tankih plasti na
sploh, smo se odlo¢ili organizirati teéaj =z
naslovom: "Vakuumske tanke plasti" Se letos
jeseni. Program za ta novi telaj smo dalj &asa
pripravljali in Jje zan] vsebinska shema Ze iz-
delana. S predavatelji, ki bodo iz razliénih
0ZD, je tudi Ze dogovorjeno, da napiSejo svoja
predavanja do junija 1982. Tudi za to podroédje
bomo izdali zbornik predavanj.

Razen tega je I.0. obravnaval in delo tudi pre-
vzel korake za urejanje evidence ¢lanov drust-
va, za pripravo slovenskega strokovnega slovar-
ja za podrodje vakuumske tehnike, za organizi-
ranje 3ir8ih strokovnih predavanj itd. Vse ak-
cije druStva se na Zalost zaradi prezaposlenos-
ti aktivnih &lanov odvijajo zelo pofasi, morda
prepodasi; zato bi bilo zaZeljeno, da se &im
velje Stevilo &lanov vkljudi v aktivno delo.

Na Zalost je Ze nekaj let odprto tudi vprada-
nje drustvenega prostora (sobica), ki bi prav
gotovo doprinesla in vzpodbudila &lane k vedji
aktivnosti. Sedaj imamo vse na3e akte v omarah
na hodnikih IEVT in po raznih sobah. To zelo
oteZuje normalno delovanje naSega strokovnega
drudtva., Ceprav se z IEVT %e ved let brezuspe-
8no dogovarjamo, upamo, da nam bo tudi ta nad
osnovni problem uspelo rediti.

Drudtvo nima nobemegs—svuwuwga pritoka finané-
nih sredstev in zato potrebna fin. sredstva za
aktivnost drustva prihajajo le od konkretnih
akcij, predvsem z organizacijo strokovnih teda-
jev. Ker po zakonu drudtvo ne more ved imeti
podpornih é&lanov, je nujno, da sklene z zain-
teresiranimi organizacijami zdruZenega dela
samoupravne sporazume, s katerimi bi se zain-
teresirane organizacije obvezale po svoJjih moZ-
nostih za fin. pomo& drudtvu. Tekst samouprav-
nega sporazuma je Ze pripravljen, pregledan s
strani pravne sluZbe in ¢istopis je Ze na raz-
polago. DolZnost novega I1I.0. bo, da gre tako]
v akcijo podpisovanja, kjer se bo vsaka orga-
nizacija zdruZenega dela v aneksu opredelila,
koliko lahko prispeva letno za naSe drustvo.
Pri tem bo imela seveda pri vseh strokovnih
akcijah drusStva dolodene bonitete (20 % popust
pri pladilu kotizacij za strokovne prireditve
in tedaje, ter bo prejemala po en izvod vseh
publikacij oz. ulbenikov, ki jih bo izdalo
drustvo, itd).

Na koncu bi se I.0. rad zahvalil vsem aktivnim



¢lanom drustva za njihovo pozrtvovalno sodelo-
vanje, ki je pripomoglo k napredku stroke in
druftva. Prav tako smo dol¥ni zahvalo vsem so-
delavcem IEVT, ki so preko svojih samoupravnih
organov in druZfbeno-politidnih organizacij po-
kazali razumevanje za nafe delo in dali podpo-
ro obstoju in napredku naSega strokovnega drus-
tva. Prav tako gre zahvala tov. K. Grahku za
njegovo vsakoletno finan&no pomoZ naSemu drus-
tvu.

Zelimo in apeliramo na vse naSe &lane, da se
¢im bolj aktivno vklju¥ijo v naSe bodoZe delo
za napredek vakuumske tehnike. Samo z zdruZe-
nimi mo&mi bomo lahko Ze nadalje utrjevali in
organizirano napredovali tako v stroki kot v
drustvu, ki je del nadega samoupravljanja.

dr. Lah France, dipl.ing.
IEVT, Ljubljana

LISTA NA OBCNEM ZBORU 20. 5. 1982 IZVOLJENIE SODELAVCEV DRUSTVA

IzvrsSni odbor
l.lﬁabkar Tone, dipl. ing.,
1JS, Jamova %9, Ljubljana
2. Lindav Janez, dipl. ing.,
Iska EO, Stegne 7, Ljubljana
3. Salem Sejjad, dipl. ing.,
Iskra-Zarnice, Stegne 15, Ljubljana
4. Pezdirc Pavle,
Iskra-kondenzatorji, Semié
5. Grahek Karlo, obrtnik-naparevanje,
Ilirska 15, Ljubljana
6. Babnik Nada, dipl. ing.,
Saturnus, Industrijska c., Ljubljana
7. SeSek Rado, LTH,
Skofja Loka
8. Mgr. Anton Zalar, dipl. ing.,
predsednik, IEVT, Ljubljana
9. Dr. Lah France, dipl. ing.,
podpredsednik, Cigaletova 8,Ljubljana
10. Pregelj Andrej, dipl. ing.,
tajnik, IEVT, Ljubljana
11. Zava3nik Rasto, dipl. ing.,
tajnik, IEVT, Ljubljana
12. Jenko Monika, dipl. ing.,
blagajnik, IEVT, Ljubljana
13. Dr. Evgen Kansky, dipl. ing.,
IEVT, Ljubljana
14, Hrivernik Iven, dipl. ing.,
IEVT, Ljubljana
15. Banovec Andrej, dipl. ing.,
IEVT, Ljubljana

Nadzorni odbor:

1. Dr. JoZe Gasperi&, dipl. ing.,
IEVT, Ljubljans

2. Mgr. Murko-Jezovek Melita, dipl.ing.,
IEVT, Ljubljana

3. Rudi Jandar,
IEVT, Ljubljana

Tovaridko razsodisde:

1. Mgr. Povh Bojen, dipl. fiz.,
IEVT, Ljubljane

2. Jerié¢ Smiljen, dipl. ing.,
IEVT, Ljubljana

5. Perman Eva, dipl. ing.,
IEVT, Ljubljena

Aktivni &lsni komisij druStva:

1. Svejger Ana, dipl. ing.,
Iskra EO, Stegne 7, Ljubljana
2. Kambi& Anton,
Iskra-kondenzatorji, Semié
3. Debelak Janez,
LTH, Skofja Loka
4. Pipan Ludvik, IEVT, Ljubljana
5. Pradek Borut, dipl. ing., IEVT, Ljubljena
6. Pavle Peter, dipl. ing., IEVT, Ljubljana

7. Stipanov Marjan, dipl. ing., IEVT, Ljubljana

8. Likar Rado, dipl. ing., IEVT, Ljubljana

9. Lazar Mirko, IEVT, Ljubljana

10. Kalan Rajko, IEVT, Ljubljsna

1l. Eoller Lidija, dipl. ing., IEVT, Ljubljana
12. Brecelj Franc, dipl. ing., IEVT, Ljubljena
13. Erjavec Bojan, dipl. ing., IEVT, Ljubljana

Podpisniki za banko:

1. Zavaspik Rasto, IEVT, Ljubljana
2. Banovec Andrej, IEVT, Ljubljana
3. Hribernik Ivan, IEVT, Ljubljans
4. Pregelj Andrej, IEVT, Ljubljana

Urednistvo VAKUUMISTA

1. Pregelj Andrej, IEVT, Ljubljana
2. Pipan Ludvik, IEVT, Ljubljana
5. Jenko Monika, IEVT, Ljubljana



4, Pavli Peter, IEVD, Ljubljana

5. Pradek Borut, 1EVT, Ljubljana

6. Stipanov Marjan, IEVT, Ljubljena
7. Tasevski Milan, IEVT, Ljubljana
8. Gasperi& Joze, IEVT, Ljubljena

Pripomba urednistva:

Novi predsednik Drustve za vakuumsko tehniko

Slovenije je mgr. Zalar Anton, dipl. ing. me-
talurgije, rojen 1943 in zaposlen vseskozi -
to je Ze 12 let - na IEVT. Zadnjih 5 let je
njegovo glavno delovno podroéje analiza povr-
§in trdnib snovi s spektroskopijo Augerjevih
elektronov. Pri njegovem delu in pri oprav-
ljanju pomembne dru3tvene funkcije mu Zeli-
mo veliko uspeha.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI DRUSTVA ZA VAKUUMSKO
TEHNIKO SLOVENIJE V LETU 1982 (izvledek porodi-
la novega predsednika dru3tva na ob&nem zboru

20.5.1982)

1. Izvedba telaja iz osnov vakuumske tehnike

2. Priprava in izvedba telaja & podrolja tan-
kih plasti -

3. Priprava izdaje zbornika predavanj o tank
plasteh

4, Dopolnitev programa vaj za telaj iz osnov
vakuumske tehnike

5. "Vakuumist" - predvidoma bosta iz3li 2 &te-
vilki

6. Ve& strokovnih predavanj z diapozitivi
IUVSTA

UPORABA VAKUUMA V TOVARNI

Na3a tovarna proizvaja skoraj izkljuino avto-
mobilske Zarnice. Vsaka Zarnica gre med drugim
tudi skozi vakuumski proces; le-~ta je v celot-
nem proizvodnem postopku bistven in zaradi te-
ga lahko imenujemo celotno tehnologijo izdelo-
vanja Zarnic tudi kar vakuumska tehnologija.

Osnovne karakteristike vakuumske tehnologije
v nasi tovarni so: &rpanje, &i%Zenje povrSdin
(mehansko in kemi&no), opravljanje del v &is-
tih pogojih, spajanje razlinih stekel med se-
boj in spajanje stekla s kovino. V celoti na3a
vakuumska tehnologija ni zahtevna. Se najved
je teZfav s spajanjem stekel razli&nih proizva-
jalcev in z izdelavo spojev steklo-kovina, ki
morajo biti primerno trdni in pa predvsem va-
kuumsko tesni (hermetidni). To delo zahteva
izkuSenega poznavalca razlilnih stekel in vtal-

7. Sodelovanje pri organizaciji naslednjega
Jugoslovanskega vakuumskega kongresa
8. Bodelovanje s srbskim in hrvaZkim vakuum -
skim drustvom (JUVAK)
9. Urejanje laboratorija drultva
lo. Priprava (podpis) samoupravnegs sporazuma
med DVI'S in organizacijami zdruZenega dela
11. Pridobivanje novih &lanov drustva
12. Druge dejavnosti potrebne za normalno delo-
vanje drudtva

ISKRA - TOZD ZARNICE

nih kovin, ter pravilen sistematiden pristop.

Zadostno in dovolj hitro doseganje vakuuma je
najvelkrat oteZeno zaradi nebistvenih napak.
Obidajno je takoj "kriva" &rpalka ali neka
luknja skozi katero sistem puséa in jo i&demo
na vseh mogodih krajih. Velikokrat se pozneje
izkaie,‘da je vzrok "slabemu vakuumu" povsem
drug: nedisti materiali, onesnaZenost vakuum-
skega prostora, slabo zataljevanje, nepravilni
plameni in podobno.

Za &rpanje uporabljamo rotacijske in delno olj-
ne difuzijske &rpalke. BoljSi vakuum, kot ga
dosegajo omenjene &rpalke nam ni potreben. Ve-
&ino zarnic tudi getramo, da doseZemo stabil-
ne jSe pogoje za Zivljenjsko dobo Zarilme nitke;
z drugimi besedami: z getranjem kompenziramo



desorpcijo plinov, predvsem kisika v Zarnici.

Vakuum kontroliramo najved z za nas "univerzal-
nim" Tesla preizkuSevalnikom, posluZujemo pa

se tudi Pirani vakuummetra, zlasti za zahtev-
nejSe kontrole in pa tam, kjer Tesla preizku-
Bevalnik odpove, torej na nesteklenih konstruk-
cijah. BoljSega vakuuma kot ga more izmeriti
Pirani pa pri nadi proizvodnji Zarnic ne pot-
rebujemo.

Tudi iskanje netesnosti je vakuumski postopek,
ki pride pri nas pogosto v po3tev. Kar lahko
refemo zanj, je da zahteva veliko izkudenj in
da je brez primerne opreme lahko zelo neefek-
tivno.

NaZi delavci ob nastopu dela velinom& nimajo

osnovnega znanja s tega podrodja in si ga pri-
dobijo ob delu 8 prakso. To znanje pogosto te-
melji na zgolj praktiZnih izku3njah na dolode-

nem delovnem mestu. Za uspesSno proizvodnjo je
velikega pomena Ze to, da si udeleZenci v teh-
nolodkem procesu pridobe poseben obdutek za
majhne mnoZine snovi in higieno prostora. Za-
%Zeljene in potrebne pa B0 seveda tudi teoreti-
&ne osnove vakuumske tehnike.

Drustvo za vakuumsko tehniko Slovenije je Ze
nekajkrat organiziralo teéaj iz osnov vakuum-
ske tehnike in delavci nafe tovarne so vsakid
bili med udeleZenci.Telajniki sicer izjavl jajo,
da bi bil tedaj Ze boljsi, &e bi posredovali
vel praktilnega znanja, vendar je jasno, da v
tako kratkem Zasu - nekaj dnevih - ne mores
postati izkufen mojster. PraktiZno znanje os-
voji& pozneje ob praksi in seveda mnogo la%je,
¢e imas teoreti¥no podlago.

Razvijalec:

Peterlin Stefan, dipl.ing.
Iskra Zarnice-Lj. - Stegne

UPORABA RACUNALNIFA PRI VREDNOTENJU SPEKTROV AES

V zadnjib letih se spektroskopija Augerjevih
elektronov (AES) zelo hitro razvija in njema
uporaba se Siri tako v raziskovalnih laborato-
rijib kot v industriji. Na IEVT smo laborato-
rij za povrSinsko analizo opremili z rasterskim
mikroanalizatorjem na Augerjeve elektrone, o

demer smo pisali Ze v prejinji Stevilki Vakuumi-

sta. Za hitrejSo radumsko obdelavo podatkov in
rezultatov analize je bil nabavljen Se minira-
Sunalnik PDP 11/34 firme Digital. To je splo-
Sen minirafunalnik za laboratorijsko uporabo.

Spektrometer na Augerjeve elektronme SAM 545 A
firme PHI ima analogne izhode ter podaja rezul-
tate v obliki spektra diferenciranegas Augerje-
vega signala, ki gnpa papirju izrife pisalnik.
Operater v narisanem spektru razpozna konice,
ki pripadajo posameznim elementom v apnalizi-
ranem vzorcu, izmeri njih viino ter glede na
relativno obéutljivost izrauna koncentracije
posameznih elementov v analizirani tanki
plasti.

Najvedkrat uporabljena metoda za kvantitativ-
no vrednotenje spektrov Augerjevih elektronov
temelji na izrafunu s faktorji relativme oblut-
ljivosti elementov za Augerjev proces. Z radu-
nalnisko obdelavo podatkov se hofemo izogniti

risanju spektrov Augerjevih elektronov, merje-
nju konic in zamudnemu rafunanju. Zato je pot-
rebna direktna povezava spektrometra z radunal-
nikom in ustrezni radunalnifki programi, s ka-
terimi obdelamo analogni signal spektrometra.
Tako hitreje pridemo do analiznih rezultatov,
ki podajajo koncentracijo elementov vzoreca v
atomskih procentih.

Za vrednotenje spektrov Augerjevih elektronov
smo na IEVT za radunalnik PDP 11/34 razvili
interaktivne programe v Fortranu. Podatke o
velikosti konic posameznih elemntov vnaSamo

v prvi fazi preko tastature. 5 programom izra-
&dunamo koncentracijo elementov v atomskih pro-
centih in rezultate zberemo v tabelah. Poleg
tabelariénih rezultatov lahko narifemo koncen-
tracije elementov s pomo&jo tiskalnika v trehb
razliénih merilih.

Naslednji korak, ki smo ga naredili predstav-
lja direktna povezava radunalnika in izhoda
spektrometra, ki obidajno vodi na x-y pisal-
nik. Radunalnik sprejme analogni spekter iz
analognega izhoda spektrometra, ge posname

8 500 vzorci, spravi na disk in za kontrolo
nariSe na video zaslonu. Poi3de konice ele-
mentov, jih razpozna, izpiSe intenzitete in



koncentracije razpoznavnih elementov v atom- terikoli spekter, ki Jje bil posmet pri
skih procentih, ponovno nari3e na video za- profilni analizi.

slonu sliko posnetega spektra avtomatsko
opremljenega z ustrezno skalo in s kemidni-
mi simboli ozna&i v spektru lego prepozna-
nibh konic elementov.

Z uporabo radunalnika, za katerega smo izdela-
1li raéunalniZke programe ter ga povezali s
spektrometrom na Augerjeve elektrone smo skraj-—

Nadaljnjo izpopolnitev predstavlja moznost Sali &as potreben za radunsko obdelavo podat-
snemanja spektrov Augerjevih elektronov kov dobljenib pri analizi. Za rutinsko upora-
med profilno analizo. Med ionskim jedkanjem bo radunalnika med profilno analizo AES je po-
vzorca zaporedoma snemamo spektre in tako trebnanadaljnja izpopolnitev avtomatizacije
ugotavljamo spreminjanje sestave plasti po prencsa spektrov in ustreznibh radunalnifkih
njeni globini. Razvili smo programe za programov.

avtomatsko rutinsko obdelavo spektrov pri
profilni analizi. Posamezne spektre spro-
ti shranjujemo na disku. Po opravljeni ana-
lizi labko na video zaslonu pogledamo ka-

Bojan Jenko, dipl.ing.
IEVT, Ljubl jana

ANALIZNE MOZNOSTI 2z ELEKTRONSKIM MIKROANALIZATORJEM

Zaletki na podrodju mikroanalize segajo do le- tenziteta teh &rt je sorazmerna koncentraciji
ta 1913, ko je Moseley ugotovil zvezo med vr- elementa, Do cinka (Zn) so najmo¥nejfe K Zrte,
stnim Ztevilom elementa in valovno dolZino ka=- ki so posledice zapolnitve K oble z elektronom
rakteristiéne rentgenske svetlobe (t.j.: x Zar=- iz L oble. Pri teZjih elementih so nato najmo-
kov), ki jo element seva. To odkritje je vodi- &nejSe L &rte, ki nastanejo pri prehodu eleks
lo do x-Zarkovne spektralne analize. Leta 1940 trona iz M oble na prazno mesto v L obli. Ele-~
je Castaing skonstruiral elektronski mikros- menti teZji od zlata imajo modne tudi M &rte.
kop in odprl pot elektronski mikroanalizi. Do

danes se je metoda tako izpopolnila,da je moZ- Da dobimo Zeljeno rentgensko &rto, moramo ele-
no z njo dololati vee elemente teZje od bora; ment vzbujati z elektroni z energijo, ki je

na prodaj so sedaj tudi SiLi detektorji x-Zar- vidja od vzburjevalne energije. Npr.: FeK &rta
kov, ki zelo skrajSajo das analize; poleg te- ima energijo 6.4 KeV, vzbujevalna energija je
ga zamudno izradunavanje korekcij opravljajo 7.11 KeV ali ved,

sedaj rafunalniki. Velik pomen metodi daje dej-

stvo, da je neporuSitvena, da daje kvalita- Ko elektroni zadanejo povr3ino materiala se
tivne in kvantitativne podatke o sestavi, da sipljejo in prodirajo v globino, dokler ne iz-
Jje analizni volumen nekaj kubiénih/um in da je gubijo energije. Slika 1. prikazuje relativne

lodljivost metode od %00 do 3000 ma.

E
Metoda temelji na merjenju rentgenskih Zarkov, \ // l lom. ___Augerjevi elektroni
ki izhajajo iz mesta, kamor udarja izostren
elektronski curek. Poleg ostalih pojavov, ki
spreml jajo to dogajanje, sta tukaj vaZna pred-
vsem dva:
- neelastidno sipanje elektronov in
- ionizacija atomov na notranjih oblah

Pri prvem dogodku nastane "bela" rentgenska
svetloba, katere energijska porazdelitev je od

‘\ sekundarna fluorescenca

zaradi karakteristiCruh

v
ni¥ do energije elektronov v curku. V drugem | x}ﬁ?gﬁi’;a“”‘ e
procesu pa nastajajo pri prehodu atomov v os- Sl. 1.
novno stanje fotoni s todno dololeno energijo
in pri snemanju spektra se pri dololeni valov- globine nastajanja posameznih signalov, ki jih

ni dolZini pokaZfejo kot izraziti vrhovi. In=- lahko detektiramo.



VaZen proces je tudi absorpcija nastalih rent-
genskih Zarkov v samem materialu od mesta nas-
tanka, do izstopa iz materiala. Fotoni z maj-
hno energijo se moZno absorbirajo, fotoni z
veliko le slabo. Zato je za analizo lahkih ele-
mentov potrebno delati pri nizki energiji vehu-
Jevalnih elektronov, da je globina nastajanja
fotonov majhna in tudi korekcija je pri kventi-
tativni analizi manjsa (glej tabelo 2.).

Spekter rentgenske svetlobe dobimo z razklan-
Janjem rentgenske svetlobe iz vzorca s krista-
lom, detektor pa je plinski pretodni proporci-
onalni ¥tevec (VDS), druga moZnost je s SiLi
detektorjem in z velkanalnim analizatorjem
(EDS). Prednosti enega in drugega so podane v
tabeli 1.

Tabela 1.
Spektrometer
Valov.disp. Energ. dis.
(VD8) na (EDpS) SiLi
kristal detektor
- Energijska lo&jivost lo eV 150 eV
Prostorski kot detekt..ool ster. .0l ster.
rad. spre- Trad. stalen
menl jiv
U&inkovitost detekt. 3o% loo% od
3 = lo keV
Fokusacija fokusac. minimalna
krog
Mehanika komplici- nima giblj.
rana delov
Snemanje spektra da detektira
cel spekt.
naenkrat
Hitrost analize minute do minute
ure
Elementi vei teZji vei teZji
od bora od natrija

Slike spektrov vzorca zlitine (s/.1):

VALOVNA DOLZINA( 4° )
1239620 30 207 155 124

Ni Kec

INTENZITETA

ALK

aWReMo  Criw :
L VKo NiKg
f Ks WRele |

01020 40 &0 80 KO
ENERGIJA (KeV)

Sl. 2a. EDS spekter rentgenske svetlobe

V tem primeru vidimo, da je lodljivost EDS spek-
trometra majhna., Vrhovi M é&rt Ta, W, Re niso
loleni, pal pa je hkrati posnet ves spekter od
O-lo keV. Pri VDS sistemu rabimo 3 kristale za

" ENERGIJA (KeV)

496 55 6.2 708 826
r -y T el sl | H 3 ————!
| l |
‘ ,'lM'Kx NiKg |
| |
|| VK “I.f Crk s .
|
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| e
__.450 WVE] R —_Jd75 -

VALOVNA DOLZINA ( A )

Sl. 2b. VDS spekter rentgenske svetlobe dobljen
s kristalom LiF

ENERGIJA (KeV)
13 146 1,65 19
[_|— T "_""-'_l__:
i I

| Al K«

(P S AU
09 085 075 065
VALOVNA DOLZINA (nm)
Sl. 2c. VDS spekter r.s. dobljen s kristalom
RAP

posnetek celotnega spektra. Tukaj sta prilofe-
na spektra dobljena z kristalom LiF in Rubidije-
vim acid-ftalat kristalom (RAP). Lolimo vrhove
vseh glavnih elementov.

O&itno je, da z obema detektorjema lahko anali-
ziramo vzorec vendar moramo v specialnih pri-
merih, ko potrebujemo boljso lo&ljivost in ko
dolodamo lahke elemente (laZje od Na), uporabi-
ti %e VDS sistem. Prednost EDS sistema je seve-
da prihranek &asa.

Analizne moZnosti z elektr. mikroanalizatorjem:

Kvalitativna ansliza: slika z x - Zarki
- linijska analiza
- todkovna analiza



Semikvantitativna: - linijska analiza

Evantitativna analiza: tolkovna analiza

- vprimeru migracije kakZnega od elementov
pod elektronskim snopom delamo na povr3ini
do (30 x 4o/um)

1. Sliko z x-Zarki (x-ray image) dobimo,%e na-
ravnamo detektor na &rto dolodenega elemen-
ta in &e elektronski curek rastrira po po-
vrdini vzorca. Sinhrono se vsak detektiran
foton zabeleZi na zaslonu kot tolka. Dobimo
goste j8a in redke j¥a mesta sorazmerno s kon-
centracijo elementa. Kot primer podajamo Ni
fazo v glitini In Bi (s1. 3).

0B O°Z

2 8b

o8 0O0°¢2

/

5861

5l. 3b. Slika Ni faze

Slika dobljena s sekundarnimi elektroni (3a)
pokaZe podrobnosti na povrdini. 8lika z
x-Zarki Ni (3b). Pik&asta mesta so bogata

z nikl jem

2. Linijska analiza. Dobimo &e naravnamo detek-
tor na &rto dolodenega elementa in elektron-
ski curek potuje po vzorcu v ravni &rti, od-

klonski signal pa beleZimo na rekorderski
trak ali na zaslon. Ce izmerimo %e standard
lahko semikvantitativmo ocenimo koli&ino
elementa v posamezni todki.

Kvalitativna analiza kroglice na povriini
substrata (krog v sredini slike 4) po sred-
nji liniji. Zgornja &rta je sorazmerna s
koncentracijo kisika. Spodnja pa s koncen-
tracijo Si. Kroglica je Sil!

rn /////-a \\\\\4
o 0
O .
___linyja analize '
ru
silicij |
D
- J
o (3 Qtt:h
ru
0 3 © <E: ) |
8l. 4., Linijska analiza preko nelistode na

vzorcu

Todkovno analizo delamo v primeru kvalita-
tivne analize. Kvalitativna analiza da spek-
ter kot je na sliki 3. Za kvantitativno anali-
zo dodatno. izmerimo Se intenziteto &rte za do-
lo&en element in intenziteto orodja. Prvi prib-
liZek za koncentracijo nekega elementa dobimo
po formuli

I -1

c v BGV
2T Y =
st BGet

Iys I sta intenziteti ¢érte dololenega ele-
menta na vzorcu in standardu.

IBGV’ IBGst sta intenziteti ozadja na vzorcu
in standardu.

To naredimo za vsak element. Dobljene vrednosti
je treba korigirati zaradi razliZnih vrstnih
Stevil elementov, zaradi absorpcije sevanja v
vzorcu in zaradi fluorescence.

Za radun popravkov imamo radunalnifki program,
ki je izdelan podobno kot FRAME4 (National Bu-
reau of standards). Testirali smo ga na vzorcu
silikata. Rezultati so v tabeli 2.

Rezultat (po korekcijah) z XRAY 2 se bistveno
ne razlikuje od kemijske analize. Vidi se, da
ni velike razlike med XRAYZ in FRAME 4 in da
so pri laZjih elementih popravki vedji.



Tabela 2. Primerjava rezultatov meritev in po-
pravkov po metodi FRAME4 in XRAY2 s kemijsko
analizo. Opazna je obZutna korekcija pri ele-
mentih z majhno energijo Zarkov.

Element Na Mg Al Si Ca
] 0281 .,0593 .0361 .2%6 .111
FRAME4 .0384 ,0718 .0433 ,268 ,121
XRAY2 o°399_ 00?59 oUl6 .270 121
kem. anal. .0398 .073 .ode .266 .121
energija K« l.o4 1.25 1.49 1,73 3.7
érte keV

Metoda je v veliko pomo& pri nspredku v tehno-
logiji elektronk, vakuuma, tankih plasti, sti-
kalnih elementov in Se v metalurgiji, petrolo-
giji in mineralogiji, povsod kjer je vpradanje
analize vkljulkov, finozrnatih faz in vZasih
tudi .kosovnega materiala.

Kot primer sta dve fazi v spoju keramika koving
v razdalji 2o » analizirani z linijsko anali-
2z0. Velikost faze A = 12 um, 3irina faze B = 6

Vs razlika v sestavi je o&itna:

sio 5 Al 20 3 Tno Cal Mg0
A 35,4 30,4 25,5 8,0 0,7
B - 63 30 - 7

Spodnja meja detekcije je nekaj % pri boru in
lahkih elementih, ostali elementi se dajo do-
loditi v koneentraciji do o,o0l %.

Z mikroanalizatorjem je moZno doloditi tudi tan
ke plasti. Plasti debele nekaj lo nm "presvet-
limo™ 2z elektroni in merimo intenziteto &rte
dolodenega elementa. Cim debelejda je plast
bolj se intenziteta priblizuje intenziteti nes-
konZno debele plasti (ta je obifajno %e po 5
pm). Nato iz umeritvene krivulje dolodimo de-
belino. Plast debele nekaj um enaliziramo tako,
da zmanjSujemo energijo primarnih elektronov
in opazujemo, kdaj izgine signal iz substrata,
ali dokler se rezultat o sestavi tanke plasti
ne ustali. Za Se debelejde plasti naredimo pra-

vokoten prerez in analiziramo =z linijsko ana-
lizo.

Peter Pavli, dipl.ing.
TEVT, LJjubljana

METALIZIRANE PLASTICNE FOLIJE ZA IZDELAVO KONDENZATORJEV

Vedno vedja miniaturizacija elektronskih ses-
tavnih delov in naprav narekuje uporabo novih
materialov in tehnologij. Tako si na primer,
sodobne proizvodnje kondenzatorjev sploh ne
moremo ved zamisliti brez visoko kvalitetnih
metaliziranih plasti¥nih folij, ki morajo us-
trezati najrazlidne jSim zahtevam. Kondenzator-
Ji iz meteliziranih plasti¥nih folij (debelina
plastike: nekaj um, debelina nanosa: 1 um) so
zelo majhni in imajo tudi nekatere druge zelo
dobre lastnosti (n.pr.: samoozdravljivost).

V tej razpravi bi se omejil predvsem na enako-
mernost debeline oziroma povriinske upornosti
naparjenega aluminija.

Debelina plasti aluminija pri kondenzatorgih iz
metaliziranih folij, nam predstavlja dvorezni
med. Na eni strani Zelimo viSjo povrdinske upor-
nost zaradi boljSe samoozdravljivosti kondenza-

torja, na drugi strani pa hofemo &im niZjo po-
vridinsko upornost zaradi boljSega kontaktiran-
Ja na &elnih straneh kondenzatorja in s tem
boljSo sposobnost za prenafanje impulznih ob-
remenitev. Zaradi teh Zeljenih lastnosti mora-
mo za dolofeni kondenzator (velikost, namen upo
rabe) poiskati optimalno debelino aluminijske
plasti.

Naparjen sloj aluminija mora torej imeti tdé&no
dolodeno povrSinsko upornmost v ozkih toleran-
cah. To pa je pri naparevanju odvisno bd kon-
stantnega valuuma, Stevila izparilnih ladjic

in temperature izparilnih ladjic. Izparjeno ko-
lidino aluminija Zelimo &im bolj enakomerno na-
nesti po celi Sirini folije; zato uporabimo ve?
manj$ih izparilnih ladjic. Pri metalizaciji z
aluminijem doseZemo najugodnej¥e lastnosti pri
tlaku lxlo'4 mbar in izparilni temperaturi
1400 do 1450°C.



Primeri odvisnosti enakomernosti nanosa od tem-

perature izparilne ladjice

Previsoka temperatura izparilne ladjice

Zaradi previsoke temperature e izparilna lad-
jica neenakomerno segreva (slika 1.).

rd

Y- = [

Sl. 1. Potek temperature vzdolZ ladjice pri
premolnem gretju (T = temperatura
L = dolZina ladjice)

|
<
1

Dy

Sl. 2. Debelina naparjenega sloja Al po Siri-
ni folije pri premodnem gretju (B = Zi-
rina folije, X = kot izparevanja,

A = razlika debeline)

Na mestu z najvisjo temperaturo prihaja zelo
pogosto do pregoretja oziroma poka ladjice.
Kot izparevanja (<) je majhen (slika 2.) in
prihaja do velikih diferenc v debelini nspar-
jenega aluminija. Pogosto pa Ze prihaja do ka-

panja aluminija na grelec in s tem Ze velje ne-

enakomernosti nanosa.

Pravilna temperatura izparilne ladjice (sl. 3

in 4),

sl. 3. | L

-
Fe

Pri pravilno izbrani temperaturi ladjice ugo-
tovimo, da je po vsej svoji dolZini enakomerno
ogreta. Do pregrevanj ne prihaja in zato ima
daljSo Zivljenjsko dobow Kot izparevanja ( %)
se zelo poveda, tako, da pride do prekrivanja
med snopi aluminijastih par in s tem tudi do
minimalnih razlik (£ ) v debelini sloja.

Pri nizkih temperaturah izparilne ladjice pa
sploh ne dobimo dovolj debele plasti aluminija;
prihaja tudi do brizganja aluminija iz ladjice,
kar povzroda hude poZkodbe na metaliziranih fo-
1ijah.

Kambié Anton

ISKRA - Industrija kondenzatorjev, Semiéd
TOZD Tovarna mehanskih delov in naprav

NOVI PROGRAM VAKUUMBKIH MEDICINSKIE APARATOV  IEVT

Institut se Ze vrsto let ukvarja z uvajanjem
vakuumske tehnike v medicino in stomatologijo.

Po klinikah v vsej drZavi uporabljajo nade as-
piratorje, predvsem v kirurgiji in ginekologiji.



V zadnjih dveh letih smo razvili "druZino" ma-
1ih prenosnih medicinskih aparatov, ki imajo
vgrajeno dvostopenjsko membransko ¢érpalko oz.
kompresor. To "druZino" sestavljajo:

LACTOVIDE (izg. laktovid), aparat za vakuumsko
odvzemanje materinega mleka. Kliniéne preizkus-
nje bodo v kratkem konfane. Konec leta 1982 bo-
do prvi aparati na trZi3&u. Za ta izdelek vla-
da veliko zanimanje, saj improvizirani proto-
tipi Ze uspedno resujejo probleme, ki jih ima-
jo matere pri dojenju. Najvedji uspehi pa so se
pokazali pri hranjenju nedonodenikov. Aparat bo
pripravljen za kliniéno uporabo 8 posebnim od-
vzemnikom (kolektorjem mleka), medtem ko bo za
domalo uporabo preprostejsa izvedba le-tega.

Se nekaj vainej$ih tehnidnih podatkov:dvosto-
penjska membranska &rpalka (2 M 0,5) je vezana
vzporedno in ima &rpalno zmogljivost 0,75 m’/h,
ter daje konéni tlak 90 mbar. Z dozirnim ven-
tilom se da tlak nastaviti na poljubno velikost
do atm.

Zelo podoben aparat je aspirator "EXAVAC", ki
ima primerno oblikovano steklenico za zbiranje
aspirirane teko&ine (telesne tekodine, izlo&-
ki, sluz, kri) s cevjo na prikljufek na aspi-
racijsko sondo. Namenjen je za uporabo na kli-
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nikah, v zdravstvenih domovih in ambulantah pa
tudi za aspiriranje na pacientovem domu. Hit-
rost aspiracije je nastavljiva.

Membranska dvostopenjska ¢rpalka lahko s pre-
vezavo postane kompresor. Stopnji lahko veZe-
mo zaporedno (tlak do 5 bar) ali vzporedno
(do 2,5 bar). Tak kompresor uporabljamo za
aparat za inhaliranje, imenovan "INHALET", ki
ima razpr3ilnik za medikament. Inhaliranje je
potrebno predvsem astmatiénim bolnikom.

Dinamiéni tlak, ki ga ustvarja zaporedno vezan
kompresor je 1,5 bar. Pri tem tlaku (pred raz-
pr8ilno Sobo) dobimo razpriitev o,3 ml/min.
Velikost razprsenih kapljic lahko nastavljamo
8 spremembo lege Sobe.

Enak dvostopenjski agregat lahko uporabljamo
tudi za druge namene, npr. v laboratorijih za
filtriranje, suSenje, odvzemanje vzorcev, dal-
Je, pri kopirnih aparatih itd. Univerzalna iz-
vedba:"MEMBRANSKA CRPALKA - KOMPRESOR" je tu-
di iz te "druZine" novih aparatov na IEVT.

dr. Gasperié JoZe, dipl.ing.
IEVT, Ljubljana

TBESAJ "OSNOVE VAKUUMSKE TEHNIKE" IN TECAJ
"PANKE VAKUUMSKE PLASTI" (prepis dopisa, ki je
bil poslan okrog %00 0ZD-om v SRS, za katere
drustvo meni, da je prav,da so o nadih telajih

obvei&eni)

Druitvo za vakuumsko tehniko Slovenije je v
zadnjih letih organiziralo vel tedajev iz 0S-
NOV VAKUUMSKE TEHNIKE. Zaradi velikega zaniman-
Jja nameravamo tedaj ponoviti v dmeh od 18.do
20. oktobra 1982, TeZaj bo v prostorih InZtituta
z& elektroniko in vakuumsko tehniko, Ljubljana,

Teslova 30. Obsegal bo 20 ur predavanj z nasled-
njimi tememi:

1.
2.
3.
4,
S5
6.
7.
8.

Pomen in razvoj vaekuumske tehnike
Fizikalne osnove vakuumske tehnike
Rotacijske &rpalke

Membranske &rpalke

Difuzijske &rpalke

Sorpcijske &rpalke

Vakuumski spoji in tesnilke
Vakuumski sistemi

9.
lo.
1.
12.
13.

Vakuummetri

Odkrivanje netesnih mest (leak detekcija)
Valkuumski materiali in delo z njimi
Vakuumske tankoplastne tehnologije

Pomen povrsin v vakuumski tehniki in nji-
hova karakterizacija

Vakuumska higiena in &isti postopki
Doziranje, ¢i%éenje in preiskava plinov
Sest ur vaj in ogled inZtituta

14,
15.
16.

Tedaj je namenjen tako vzdrZevalcem in razvi-
Jjalcem vakuumskih naprav, kot tudi raziskoval-
cem, ki pri svojem razvojnem oziroma razisko-
valnem delu potrebujejo vakuumske pogoje. Koti-
zacija za udeleZence iz organizacij zdruZenega
dela je 5.000.- din. Vsak udeleZenec prejme
zbornik predavanj OSNOVE VAKUUMSKE TEHNIKE.



Prijave sprejema organizacijski odbor (Zavas-
nik, Pregelj, Pavli), ki daje tudi vse dodatne
informacije - tel. &t. o6l 263-461.

Istolasno vas obvesZamo, da druftvo pripravlja
telaj TANKE VAKUUMSKE PLASTI, ki bo predvidoma
v novembru 1982. Predavali bodo na3i priznani
strokovnjaki iz ve&ih inZtitucij (IEVT, IJ8§,
Elektrofakulteta, Iskra-Elektrooptika), ki se
B8 problematiko tankih vakuumskih plasti ukvar-
Jajo Ze vrsto let. Predavanja bodo obsegala

KRATKE NOVICE

IZ DELA IUVSTA

Na avgustovskem sredanju &lanov Izvrinega od-
bora mednarodne vakuumske unije (IUVSTA) in
Komiteja za vzgojo v Tamperah na Finskem smo
razpravljali o akcijah, ki jih vodi ta orga-
nizacija in njena telesa. EKer sodelujem v ko-
miteju za vzgojo,se bom pri tem zadrZal neko-
liko dlje.

V komiteju za vzgojo, ki 3teje deset &lanov
smo govorili in se odlodali o naslednjih za-
devah:

l. Vzgoja kadrov v nerazvitih deZelah, pred-
vsem Azije in Afrike v povezavi z UNESCO.
V Aziji Jje ustanovljena organizacija
ASPEN, ki zdruZuje skoraj vse Azijske dr-
Zave, vkljuéno s Kitajsko in katere glav-
ni c¢ilj je, da pripravijo izobraZevalne
programe iz vakuumske tehnike in spremlja-
jo&ih podrodij. V tej zvezi smo se dogo-
vorili, da bomo predlagali UNESCO eksperte-
in3truktorje, ki jib bomo izbirali iz vseh
drZav, ki so &lanice IUVSTA ter pripravili
telaj zanje. Ti eskperti bodo na razpola-
go UNESCO, ki jih bo poslala v drZave, ka-
mor bo potrebno. Naslednja akcija UNESCO
iz tega podrodja bo usmerjena v Afriko.

Sklenili smo, da bomo pripravili nove po-
pravljeno in dopolnjeno izdajo vizualnih
pripomodkov za vakuumske izobraZevalne te-
daje ter da bomo izdelali nove serije dia-
pozitivov ter posnetke na folijabh za gra-
foskopsko predstavitev. To delo bo dolgo-
trajno, ker bo potrebno predelati celotni
opus. To delo bodo zadeli nem3ki kolegi.
Zaleli bomo pripravljati tudi nova pog-
lavja. Na Madridskem kongresu bomo orga-
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naglednja podro&ja: fizikalne osnove nanafanja
tankih plasti, materiali in izvori ze nanaSan-
Jje tankih plasti, meritve in preiskave tankih
plasti, analiza tankih plasti s spektroskopijo
Augerjevih elektronov, vekuumske naprave za na=-
parevanje in napr3evanje, tanke plasti v elek-
troniki in elektrooptiki, dekorativne tanke
plasti.

Informacije daje pripravljalni odbor (Banovec,
Pregelj, Zalar), tel. 3t. o6l 263-461.

IN OBVESTILA

nizirali razstavo vzgojnih pripomodkov.

3. Na kongresu v Madridu (1983) bodo organiza-
torji dali velik popust pri kotizaciji za
Studente in mlade raziskovalce. Organizira-
1i bomo tudi predavanja s podrodja vzgoje.

Izvrini odbor IUVSTA je imel obseZen program
dela. Poleg statutarnih in finan&nih zadev smo
posludali in diskutirali o poro&ilih posamez-
nih komitejev in sekeij, o pripravah na nas-
lednji mednarodni kongres v Madridu. S tajnim
glasovanjem smo zavrnili sprejem Vakuumskega
drustva Juine Afrike v IUVSTA. Doloéili smo
¢ase in kraj za naslednje seje in za mednarod-
ni kongres, ki naj bi bil v Bostonu (USA 1986).
Razpravljali smo o Zeljab nekaterih drZav, da
se v&lanijo v IUVSTA (Gréija, Kitajska).

V nadaljevanju obseZnega programa dela IO
JUVSTA je bila Nordijska konferenca o povriin-
skib znanostih, ki so jo organizirali Finski
kolegi, ki so se zelo potrudili, das je bilo
bivanje &lanov mednarodne organizacije in
udeleZencev konference prijetno.

0 CLANSTVU DRUSTVA
(povzetek iz poro&ila na obdnem zboru 20. 5.

- Nekako do 1960 leta do druStvo sestavljali
predvsem ¢lani iz Ljubljane, zaposleni na
IEVT in elektrofakulteti.

- V naslednjih 10 letih se je s pospesenim
razvojem tovarn, ki uporabljajo vakuum (Zar-
nice, El. optika, Saturnus, Kondenzatorji,
LTH) pridelo &lanstvo Ziriti tudi v 3irse
1ljubljansko okolje

1982)



- V zadnjih treh letih smo prideli voditi evi-
denco &lanstva za vsako leto posebej. Clanska
knjiga kaZe, da Stevilo raste, vendar ne &i-
sto zvezno.Stevilo evidentiranih se vrti med
70 in 110. Od tega je 8e vedno ved kot 50 %
zaposlenih na IEVT.

V bodode se bo treba truditi, de se v drust-
vo vkljudi &im ve& strokovnjakov tudi iz os-
talibh predelov Slovenije.

Clanerina se za letos pobira po 150.- din.

V letoSnjem letu so bile ved kot 70-tim
lanskim bolj oddaljenim &lanom poslane po-
loZnice, po katerih lahko vpladajo &lanarino.
Smatramo, da je naéin s poloZnicami zelo do-
ber, saj se s prenekaterim vakuuwmistom le
redko pride v stik, oz. do moZnosti vpladi-
la, hkrati pa je to tudi impulz za omehljiv-
ce, da se opredele, oz. ne opredele za ak-
tivno &lanstvo. Vsi &lani drustva dobivajo
Vakuumista.

ROLAND EOTVOS PHYSICAL SOCIETY - obvestilo
BudimpeXta - 30,7.1982

Sekcija za fiziko tankih plasti in vakuumsko
fiziko zgoraj navedenega drustva obve3&a, da bo
2. MEDNARODN4 POLETNA SOLA O PROCESIH PRI TVOR~-
BI IN RASTI TANKIH PLASTI, med 18. in 24, sep-
tembrom 1983 najverjetneje v kraju Fonyod (pri
Blatnem jezeru). Tam je bila tudi prva poletna
Sola o tej tematiki 29.9. - 4,10,1980. Kot vi=-
dimo, letosnja Sola &asovno skoraj popolnoma
sovpada in se veZie z 9, mednaronim vakuumskim
kongresom (Madrid 26.9. - 1.10.1983). Pokrovi-
telja Bole bosta sekcija IUVSTA za tanke plas-
ti in MadZarski vakuumski komite; program pa
bo pripravil mednarodni programski odbor.

Namen Sole je prikazati sedanje poznavanje me-
hanizmov, ki dololajo neobifajne (defect) struk-
fture tankih plasti in nakazati nove probleme

za bodode raziskave. Poleg predavanj bodo orga-
nizirani tudi razgovori o tej tematiki.

Uradni jezik bo angle3&ina.

Naslednje informacije z okvirnim programom bo-
do poslane v decembru 82 na nale drudtvo, kjer
Je tudi original tega obvestila. Dr. P.B. Barna,
vodja organizacijskega komiteja, prisréno vabi
vee, ki se ukvarjajo s tankimi pastmi, da se
njihove Sole udeleZe.

Prijave oddajte &imprej dr. Gasperidu na naslov
dru3tva - Teslova 30, Ljubljena, tel. 263-461,
kjer so na razpolago tudi dodatne informacije.

13

IX. JUGOSLOVANSKI VAKUUMSKI KONGRES

V &asu zadnjega kongresa, konec 1. 1979, na
Bledu, je bilo na seji, takrat 3e uradno nere-
gistrirane zveze drustev (JUVAK) sklenjeno, oz.
dogovorjeno, da naj bi bili nasi strokovni kon-
gresi v bodode vsaka 3 leta in da naj bi nas-
lednjega organiziralo hrvatsko drustvo. Toda
kljub pripravl jenosti hrvaskih vakuumistov in
kljub temu, da so se posamezniki zelo trudili,
je trenutno nafe sosednje republisko drudtvo
tako Sibko, da se ni uspelo zediniti o sprejet-
Ju ponujene akeije.

O¢itno je, da letos kongresa ne bo, saj je po
izkuBnjah potrebno, da organizator pridne z
delom (izbira kraja, rezervacija prostorov, ob-
Java za zbiranje referatov, itd.) vsaj lo do
12 mesecev pred prireditvijo. Smo torej Ze eno
leto v zaostanku. Ker bo koncem septembra 1983
v Madridu svetovni vakuumski kongres, in ker bc
za naSe morebitne udeleZence na njem v vseh po-
gledih koristno, da bi se prej zbrali na doma~
Zem kongresu, je slovensko drustvo na svoji se-
ji (I.0. 24.6.82) sklenilo, da prevzame orga-
nizacijo le-tega. Postavljen je bil iniciativ-
ni odbor (Gasperi&, Kansky, Zalar, ZavaZnik,
Zabkar in Pregelj) doloden datum (11, 12, 13.
maj 83) in kraj (hotel Emona v PortoroZu) kon-
g-esa. Ko je bilo to sporodeno hrvadkim vakuu-
mistom, so le-ti spet napeli sile in izjavili,
da bi le Be poizkufali skcijo prevzeti oni in
da bodo tozadevne odloditve sporodili v zadet-
ku septembre 1982, Toda do 25.9.82 niso sporo-
8ili nidesar.

Z ozirom na vse omenjeno dogajanje je I.0. slo-
venskega dru3tva na svoji seji 9.9.82 zahteval,
da se o tej problematiki &im preje sestane I.0.
Jjugoslovaneke zveze vakuumskih drudtev (JUVAK).

VECERA STROKOVNIH DIAPOZITIVOV

NaSe drustvo prireja v sredo 24.11.82 ob 1?30
prikaz strokovnih diapozitivov z naslovom:
SORPCIJSKE GRPALKE in v sredo 12.1.1983 ob 17°°
z naslovom: OSNOVE VAKUUMA.

Obe temi in material zanje sta vzeti iz vzgoj-
no izobraZevalnega paketa 287 diapozitivov med-
narodne vakuumske zveze IUVSTA. Prvi veder

(63 dia) bo pripravil Erjavec Bojan, dipl.ing.,
drugega (40 dia) pa mgr. Povh Bojan, dipl.ing.;c
iz IEVT. Vabimo vse vakuumiste, da si pridejo
ogledat zanimiv program, ki bo sedaj tudi prvié
prikazan v Jugoslaviji. Obakrat se bomo dobili
v knjiZnici IEVT, Teslova 30, Ljubljana, Pridite



SVETOVNI KONGRES 1983 V MADRIDU
(prepis iz prvega obvestila - febr. 82)

Spansko vakuumsko druStvo (ASEVA) bo skupno z

mednarodno vakuumsko zvezo (IUVSTA) pripravilo
svetovni vakuumski kongres (ki je organiziran

veaka 3 leta) in sicér 26. sept. - 1. okt. 83

v Madridu.

Namen kongresa je zbrati in prikazati vse zad-
nje doseZke na podrodju vakuuma in vseh njego-

vih uporabnih moZnosti.

Mo&an vpliv tega strokovnega podrodja na celot-
no znanost in tehnologijo sploh, je vodilo or=-

CLANARINA

ganizatorje, da razdele kongres v sledede sek-
cije:

a) V. mednarodna konferenca o povrdinah trdnih
snovi - sekcija o znanosti povriin

b) IX. mednarodni vakuumski kongres
- sekcija o vakuumski znanosti in tehnolo-
gijah
- sekcija o tankih plasteh
- sekcija o tehnologiji fuzije
- sekcija o materialih za elektroniko

Istolasno s kongresom bo velika razstava najmo-
derne jée raziskovalne opreme 8 podrodja znano-
sti o povrSinah, vakuumskih tehnologij in upo-
rabe vakuuma.

Drudtvo prosi vse &lane, ki %e niso poravnali letne &lanarine(150 din), in vse tiste, ki
se Zele vilaniti, da to store &impreje in sicer pri tov. Moniki Jenko dipl. ing. na IEVT,
ali po poloZnici na dru3tveni Ziro radun: 50l0l-678-52240.

VAKUUMIST - Glasilo DruStva za vakuumsko tehniko Slovenije, Teslova 30 - 61111 Ljubljana,
telefon 263-461. Ureja uredniSki odbor: Andrej Pregelj, Ludvik Pipan, Monika Jenko, Peter
Pavli, Borut Pralek, Marjan Stipanov, JoZe Gasperi&, Milan Tasevski.
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